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摘要(译)

本发明提供一种光分解型配向膜的制备方法、液晶显示基板和装置，属
于液晶显示配向膜技术领域，其可解决现有的光分解型配向膜会导致液
晶显示装置出现对比度低、漏光、残像等不良的问题。本发明的光分解
型配向膜的制备方法包括：在基板上形成光分解型配向材料的膜层；用
线偏振光照射所述膜层使部分光分解型配向材料分解，得到形成有光分
解型配向膜的基板；用清洗剂清洗所述基板上的光分解型配向膜。本发
明的液晶显示基板和装置中包括上述方法制备的光分解型配向膜。本发
明可用于各种模式的具有光分解型配向膜的液晶显示装置，尤其是具有
分解产物分子较大的光分解型配向膜的液晶显示装置。
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